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(57) Abstract: The invention relates to a method for phosphating metal layers by electrodeposition from acidic aqueous solutions 
containing at least zinc ions and phosphate ions, and by using direct current. Electrodeposition of zinc takes place in the same 
electrolytes and at the same time as deposition of the phosphating layer. The current density lies in the region of > 5 A/dmEs. 

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zur Phosphatierung von Metallschichten durch elektrolytische Abscheidung aus 
sauren wassrigen Losungen, die zumindest Zinkionen und Phosphationen enthalten, unter gleichzeitiger Anwendung von Gleich- 
strom dargestellt. Simultan mit der Abscheidung der Phosphatierungsschicht findet eine elektrolytische Abscheidung von Zink im 
selben Elektrolyten statt. Die Stromdichte liegt dabei im Bereich von > - 5 A/dmEs. 
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